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(64) Leptaci roztok pro rozpouitdni galvanicky naneseného chromu
m‘alo‘fs:tovw]ch tiskovych vicekovovych deskach a na hlubotiskovych
vélcic

Vyndlez o ndzvu "Leptac{ roztok pro
rozpusténi{ galvenicky nenesendho chromu
na ofsetovych tiskovych vicekovovych des~
kéch a na hlubotiskovych vdleich, pifipra-
veny na bdzi kyseliny chlorovodfkové,
chloridu vépenatého a zine¥natého” se ty-
k4 polygrafického primyslu.

Geelem vynélezu je docflit zvydeni
rozpoudté&ni galvanického ndnosu chromu na
tiskovych vicekovovych podloZkdch za nor-
mélni pokojové teploty p¥i sniZenych vy-
robnich ndkledech a pri podstatné ispore
elektrické energie.

Leptaci roztok sestdvd z 2 - 10 %
hmot. kyseliny chlorovodfkové, z 20 - 80 %
hmot. chloridu vépenatého, z 20 - 90 %
hmot. chloridu zinednatého a z 0,05 - 5 %
hmot. urychlujicfho katalyzdtoru tvorené-
ho sodnymi nebo draselnymi solemi kyseli-
ny sifi¥ité nebo zhiosirové nebo dithio-
ni¥ité nebo pyrosiPidité, piHipadnd obdob-
né derivdiy, ve kterych je sira nshrazena
selenem, v mno¥stvi 0,05 a% 5 % hmot.

Vynélez lze vyusit i p¥i odstranové-
ni slabych galvanickych nénosd chromu.
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Vynélez se tfkd leptaciho roztoku na bdzi kyseliny chlorovodfkovd, chloridu vépenaté-
ho a zine¥natéhe pro rozpousténi gelvanicky neneseného chromu na ofsetovfch tiskovych vice-
kovovjch deskdch e na hlubatigkovych vélefch. ‘

¥ souasné dobd se pro odstranovéni gelvenicky naneseného chromu 2 vicekovovych desek
a hlubotiskovych véled pouZivd rdznych roztokli obsahujicich kyselinu chlorovedikovou jako
chemicky W&innou l&tku v rizné koncentraci spolu se zshudiujfcimi-substituenty - chloridy,
pPevéiné chloridem vépenatym, zine¥natjm nebo zcela yyjimeéné hofednatym.

Reek¥ni rychlost lepténi chromu p¥i pou¥it{ tohoto zplsobu je za normdlni teploty
(20 °C) nizkd, cof je nejen neekonomické, ale i z chemického hledisks nevyhodné, protofe
pri del¥im pisobeni leptaciho roztoku na vicekovovou desku dochdzi k narufeni ochranného
filmu éablony ziskané fotoreprodukinfim zpisobem a tim i k rozpoudtidni chromu na ne%ddoucich
(netisknoucich) mistech.

K zvydeni reak®ni rychlosti se v soulasné dobd leptajf desky p¥i teplot¥ nejmén¥ 30 °c.
Tato teplotm je také potiebnd proto, Ze v&tdinou dnes pouZivany leptaci roztok obsahujé ky-
selinu chlorovodikovou ve sm¥si s pfesycenym roztokem chloridu védpenatého, ktery by pfi -
teplotd 20 O¢ vykrystalizoval z roztoku a 3eblonu vlivem drsnych krystald po3kozoval. Za-
h#{véni leptaciho roztoku probihd formou doddvéni sélavého tepla a tim dochdzi ke znalné
spotPebd elektrické energie. Vlastni leptmci proces pfi této teplotd problhd po dobu 8 - 12
minut. Agfesivita roztoku vidi Zablond je Jedt¥ vy3¥{ ne# p¥i prdci za normdélni teploty
(20 °C). I tim dochdz{ k poSkozeni éablony, pronikdn{ leptaciho roztoku a taek k sou¥asnému
poskozeni tiskové formy.

Uvedené nedostatky odstrenuje leptaci roztok pro rozpoudtidni galvanicky naneseného
chromu ne ofsetovych tiskovych vicekovovych deskdch a na hlubotiskovych védlcich, p¥iprave~
ny na bdzi kyseliny chlorovodikové, chloridu vépenatého a zine¥natého podle vyndlezu, je-
ho¥ podstaetu tvodi 2 - 10 % hmot. kyseliny chlorovodikové (pFepo¥iténo na 100 % HCl), 20 a¥
80 % hmot. chloridu vépenatého, 20 - 90 % hmot. chloridu zineénatéhp'a 0,05 -~ 5 % hmot.
katalyzétoru tvofeného sodnymi nebo draselnymi solemi kyseliny siPi#ité nebo thiosfrové
nebo dithioniZité nebo pyrosififité, p¥ipadn¥ obdobnymi derivéty, ve kterych je sira nahra-
zena selenem op&t v mno¥stvi 0,05 - 5 % hmot. Prdce s uvedenym leptacim roztokem probihé
za normélni teploty v dob& 2 - 6 minut.

Priklad 1

Pouziti pro pifipravu ofsetové tiskové formy na vicekovové podloZce.

600 ml voda

300 g ' chlorid vépenaty bezvody

90 ml kyselina chlorovodikovd 37 % hmot.
10 ml vodny roztok (10 % hmot.)

thiosiran sodny

Postup piipravy

Chlorid vdpenaty se za horka rozpustf ve vods, roztok se ochledf, p¥idd se kyselina
chlorovodikovd a nekonec roztok thiosiranu.

Pr{klad 2

PouZiti pro p¥ipravu ofsgtové tiskové formy na vicekovové podloZce.

720 ml 80 % hmot. vodny roztok 03012
200 ml 90 % hmot. vodny roztok ZnCl,
60 ml 37 % hmot. kys. chlorovodikové
- 20 m voda ‘

0,5 ~-1¢g dithioniditan sodny
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Postup piipravy

Roztoky chloridu zineZnatého a vépenatého se amisi p¥i 20 °C; pridd se kyselina chlo-
rovodikové a nakonec dithioni¥itsn rozpudtdny ve 20 ml vody.

P¥1klad 3

Pouzit{ pro pFipravu ofsetové tiskové formy ne vicekovové podloZce.

500 ml 80 % hmot. vodny roztok 63012
420 m1 90 % hmot. vodny roztok ZnCl,
60 ml 37 % hmot. kyselina chlorovodikovd
20 ml . voda
0,5 -1 g kyselina seleniditd

Postup pripravy

Chlorid vdpenaty a zineZnaty se smisi p¥i 20 °C, p#idd se kyselina chlorovodikové
a nakonec roztok kyseliny seleniZité ve 20 ml vody.

P¥1klad 4

Pouziti pro odchromovéni hlubotiskovych véled.

170 ml 37 % hmot. kyseline chlorovodikovd -
150 ml voda ‘ :

650 ml 60 % hmot. vodny roztok CaCl,

30 ml voda

1 a% 50 g ‘pyrosiri¥itan draselny

Postup pPipravy

‘Pyrosifi¥itan draselny se rozpusti v 30 ml vody, pfidd do roztoku chloridu vdpenatého
o nekonec se pfidd kyseline chlorovodikovd.

Ofsetovd tiskové deska sestdvajici z nosné podlodky, napf. ocelové, galvenicky pom&do~
" vené a pochromovené, se ovrstvi sv¥tlocitlivim roztokem. Po vysuSeni se na vrstvu pienese
fotoreproduk¥nim zptsobem z diapozitivu obraz. Po vyvoléni zistanou na podloZce jen mista
atvrzend aktivnim svétlem. Mista neutvrzend se pii vyvoldni odplavi vyvojkou a zistane ob~
nafeny chrom. Vznikne negetiv obrazu, vytvéfejic{ Bablonu pro lepténf, Leptaci roztok pro
vicekovové podloZky na bdzi kyseliny chlorovodikové, chloridu vépenatého a zine¥natého pek
rozpusti obnafeny chrom a¥ na spodni méa, kterd je hydrofobni a pFijimé tiskovou barvu.

T{m se obdr%{ tiskovd forma pro ofsetovy pfenos obrazu napf. na papir.

Vyu¥it{ leptaciho roztoku pro vicekovové podlo¥ky na bdzi kyseliny chlorovodikové, chlo-
ridu védpenatého a zinelnatého s katalyzdtorem pro urychlené rozpou$tdni galvanicky nenese-
ného chromu podle vyndlezu je urdeno pro oblasti polygrefie k vyrobd ofsetovych tiskovych fo-
rem na vicekovovych podloZkéch a pro odchromovéni hlubotiskovych védlcd. Mimo oblast polygra-
fie lze predm¥t vyndlezu vyufit pii odchromovdvdn{ slabych galvenickych nénosd chromu.

Predmdt vyndlezu pmoiﬁuje podstatné zvydeni rychlosti rozpoustdni gelvenického nénosu
chromu za normdlni teploty (20 %c) a odstranuje poufivdni tepelnych energetickych zdrojﬁ;
Reak®nf rychlost lepténi je vy38i ne% u dosud poufivanych roztokd. Zeruluje dokonalost a
kvalitu ofsetovych tiskovych forem na vicekovovych podlo¥kdch a sni¥uje ndklady na vyrobu.
Gspora elektrické energie pii vyrob® 80 - 100 000 tiskovych ofsetovych forem &ini zhrube
200 000 kW za rok. Nehrazuje dosud dovéZené leptaci rozioky z kapitalistickych stétd v dhrn-
né hodnots 300 000 devizovych korun za rok. ‘ .
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Leptaci roztok pro rozpoust&ni galvanicky naz;ssenéhd chromu na ofsetovych tiskovych
vicekovovych .deskdch a na hlubotiskovych vdlefch na bézi kyseliny chlorovodikové, chloridu
vépenatého a zinednatého, vyznaZeny tim, %e sestdvé z 2 a¥ 10 % hmot. kyseliny chlorovodi-
kové, 20 a% 80 % hmot. chloridu vépenatého, 20 a% 90 % hmot. chloridu zine¥natého a 0,05 -
a% 5 % hmot. katalyzdtoru tvoeného sodnymi nebo draselnymi solemi kyseliny si¥i¥ité nebo
thiosirové nebo dithioni¥ité nebo Pyrosi¥igité, pHfpadns obdobnymi derivéty, ve kterych Je,
sira nehrazena selenem, v mno%stvi 0,05 e% 5 % hmot. .

Severografia, n. P~ 2évod 7, Most
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